附件2
《安徽省原子级制造创新发展行动方案（2026—2030年）（征求意见稿）》

起草情况说明

一、政策背景

原子级制造是未来产业发展的重要领域，省委、省政府高度重视全省未来产业发展，为进一步抢抓发展先机、强化全方位布局，推动我省原子级制造产业实现高起点开局、高质量发展，根据工业和信息化部工作部署，在学习借鉴国家相关政策规划和兄弟省市先进经验做法基础上，广泛开展专题调研和座谈交流，听取有关单位、企业和专家的意见建议，编制了《安徽省原子级制造创新发展行动方案（2026—2030年）（征求意见稿）》。

二、主要内容

《行动方案》包括总体要求、重点任务、保障措施三大部分。

（一）总体要求

明确以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，聚焦集成电路、新型显示、量子信息、前沿材料等重点领域，统筹推进原子级制造基础研究、装备研发与产业融合等重点任务，积极构建良好的产业发展生态。提出工作目标，力争到2030年，形成特色鲜明的原子级制造技术、装备和产品；主导或参与制定5项以上行业标准；研制10项以上原子级制造装备或产品；培育形成10种以上可复制、规模化原子级制造典型应用场景，打造国内领先的原子级制造细分赛道创新高地。

（二）重点任务

《行动方案》围绕产业培育发展关键环节，系统提出5方面19条重点举措。

第一方面，强化基础理论研究。研究单原子和原子团簇的可控构筑、原子尺度材料去除和薄膜沉积、原子尺度缺陷识别和界面结构定量解析等理论与机制；实施原子/分子层面多尺度模拟与物性分析；开展原子级物理AI垂直大模型及应用研发。

第二方面，突破关键核心技术。一是攻关原子级加工技术。攻关光学元件、新型显示器件、大尺寸超高真空用结构件的原子级抛光技术；攻关存储芯片高选择比原子层刻蚀技术等。二是攻关原子级构筑技术。攻关单原子、原子团簇等功能材料宏量制备与原子级波谱吸收超结构设计技术；攻关大面积高均匀性原子层沉积技术等。三是攻关原子级检测技术。攻关原位原子级缺陷检测技术；攻关极端环境原子级表征技术；攻关光学元件、新型显示器件等表面的原子缺陷检测技术等。
第三方面，研发标志性产品。一是原子级制造工业软件。开发原子层刻蚀、沉积、退火与掺杂过程动态仿真软件等；开发原子级薄膜结构设计软件；开发高分辨电镜图像智能识别等软件等。二是研发原子级加工装备。研发可控流变原子级抛光机床、原子级复合抛光设备、等离子体、离子束、电子束刻蚀设备等核心工艺装备等。三是研发原子级构筑装备。研发高效单原子与原子团簇催化材料、团簇功能材料批量合成、高质量二维材料外延生长、高精度原子层沉积、新能源固态电池界面调控等核心工艺装备等。四是研发原子级检测装备。研发量子精密测量、激光干涉测量等检测装备等。五是研发前沿材料及相关装备。研发单原子与原子团簇功能材料、高纯金属与功能粉体材料、新型碳基材料（如石墨烯等）、先进封装与基板材料等前沿材料及其密切相关装备等。
第四方面，拓展多元应用场景。集成电路方面，推动高性能抛光介质、高纯前驱体、原子级平整衬底等供给性材料在先进制程晶圆制造、先进封装等环节应用。新型显示方面，推动原子级平整基板、超薄玻璃以及玻璃基封装载板等关键基材在高世代LCD、柔性OLED、硅基微显示等产线落地应用等。量子测量方面，推动原子尺度超高精度检测技术在量子精密测量领域应用等。深空探测方面，推动曲面硬脆材料原子级抛光技术在大口径空间光学元件等方面的应用等。大科学装置方面，搭建原子尺度材料性能测试、界面表征公共平台，推动原子团簇材料、新型碳基材料及原子层介电材料等二维材料的研发与工艺验证等。其他方面，推动6N级超高纯铜、石墨烯、碳纳米管、原子级平整封装基板等在固态电池、生物医药等方面的应用等。

第五方面，构建良好发展生态。一是健全企业梯度培育体系。梯度培育原子级制造领域科技型（创新型）中小企业、高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业等。布局省原子级制造产业先导区。二是建设多层次创新平台。支持企业联合高校院所组建省级重点实验室、技术创新中心、制造业创新中心、产业创新中心等载体。三是完善标准与知识产权体系。围绕原子级抛光工艺、单原子与原子团簇功能材料构筑制备、集成电路器件原子级检测等方面，开展行业或团体标准研究制定。建立原子级制造知识产权快速审查通道等。四是强化人才引育与开放合作。支持高校设立原子级制造领域相关专业，培养专业型人才；筹办高水平专业论坛和展示展览活动等。
（三）保障措施

从未来产业发展推进机制提出省工业和信息化厅作为原子级制造产业发展牵头统筹单位；组建省级原子级制造创新发展联盟；积极争取国家重大科技专项和重大产业项目在皖布局和实施；支持申报“三首”产品、标志性产品，加大科技金融等产业创新政策支持力度等。


